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Regulamin Konkursu
na dzielo plastyczne
,»Gadzet Politechniki Warszawskiej”

. Konkurs przeznaczony jest dla studentéw, absolwentéw i pracownikow Politechniki
Warszawskie;j.

. Praca powinna speliac¢ nastepujace warunki:
1)  ma by¢ projektem autorskim;
2)  powinna obrazowac mys$l techniczng Politechniki Warszawskiej;
3) by¢latwa w transporcie (zajmowac mato miejsca);
4)  by¢ wytworzona technologia mozliwg do wdrozenia na skale masowa;
5)  by¢ konkretnym projektem (nie jego idea) i posiadaé dokumentacje techniczna;
6) moze by¢ chroniona patentem.

Sposob interpretacji tematu pozostawia sie autorom.

. Prace nalezy sklada¢ w zaklejonym opakowaniu oznaczonym szeéciocyfrows liczba.
Wewnatrz koperty oprécz pracy nalezy umiesci¢ zaklejona mata koperte z imieniem,
nazwiskiem oraz adresem i telefonem autora. Na tej kopercie nalezy umieécié liczbe
identyfikujaca, taka jak na opakowaniu pracy. Prace przyjmowane beds za
pokwitowaniem.

Za prace spelniajace oczekiwania organizatora przyznane zostana;
1)  nagroda glowna w wysokosci 5 tys. ziotych;

2) 2 nagrody w wysoko$ci po 3 tys. zlotych;

3) 3 wyrodznienia w wysokosci po 1 tys. zlotych.

Warunki przeniesienia autorskich praw majatkowych oraz ewentualnego powielenia prac
zostang uzgodnione z autorami w formie oddzielnej umowy. Nagrody, o ktérych mowa w
ust. 5, stanowig wynagrodzenie umowne.

Rozstrzygnigeie konkursu nastapi w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r.

Wszystkie nadeslane na konkurs prace zostana wystawione w Duzej Auli Politechniki
Warszawskiej. Podczas otwarcia wystawy zostana ogloszone wyniki konkursu i podane
nazwiska autorow nagrodzonych i wyréznionych prac. Prace nienagrodzone bedzie mozna
odebra¢ po zakonczeniu wystawy za zwrotem pokwitowania.



